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摘要(译)

本发明涉及医学生物工程领域，具体是一种抗RNA甲基化修饰方式m6A
的单克隆抗体的制备方法，包括：以纳米磁珠为载体，通过纳米磁珠与
m6A偶联制备抗原，以及利用该抗原制备m6A抗体。本发明通过纳米磁
珠偶联的m6A来制备单克隆抗体，解决了小分子化合物免疫原性差的问
题，制备了具有更加的亲和力和特异性的m6A单克隆抗体。用于研究
RNA甲基化修饰对人类器官发育和肿瘤发生等生理及病理过程的调控作
用，对基因表达的转录后调控机制及相关疾病的研究具有十分重大的意
义。
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